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Implantat. 

FQreliggande uppfinning avser ett implantat applicerbart i halupptagning i ben (kakben) med 
5 tillhorande mjukvavnad. Implantatet innefattar darvid ett mot benets overkant motstallbart 
parti. 

Dylika implantat ar fbrut val kanda och forekommer pa den allmanna marknaden. Implan- 
tatet ar i regel fdrsett med en ytterganga, medelst vilken det ar fastskruvbart i halupptag- 

10 ningen som i sin tur kan vara fdrgangat eller icke fdrgangat. Namnda mot kakbenets overkant 
vettande parti kan vid kanda implantat uppbara en ganga av generell karaktar eller uppbara 
asar och urtagningar, vilka stracker sig i t.ex. implantatets vertikala langdstrackning. 
Implantatet kan innefatta eller uppbara distanshylsa, protetik, etc. som kan vara anordnade 
med gangor eller ytbehandlingar som deivis ar motstallbara namnda kakbensoverkant. Aven 

15 dessa gangor ar av generell karaktar. 

Vid implantat fdreligger rent allmant problem med att fdrhindra att benresorption upptrader 
efter en tid vid implantatets 5vre delar nara dess pabyggnadsdelar (distanser, protetik, etc.). 
Benresorption medfdr att namnda 8vre delar blottlagges, vilket ger upphov till undermalig 
20 estetik. Blottlaggningen medfor aven att inflammationsbenagna bakterier och organismer kan 
tranga ner till implantatets nedanforliggande delar. Dessa nackdelar kan eventuellt medfiira 
att implantatinstallationen behdver goras om. Foreliggande uppfinning har till andamal att 
losa bl.a. denna problematik. 

•25 Foreliggande uppfinning utnyttjar insikten om att visst specifikt spar- och/eller fdrdjupnings- 
: arrangemang kan astadkomma en effektiv benledning och beninvaxt i sjalva sparet och/eller 
fdrdjupningarna. Denna av sparet respektive fordjupningen stimulerade benledningen och 
■I beninvaxten ger upphov till god integration mellan ifragavarande implantatdel (titandel) och 
! : benet. Det kan darvid hanvisas till WO 97/05238 (Boyde) samt till den av samma sokanden 
^0 som innevarande patentansdkning inlamnade patentansokningen SE 02.03896-6 
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Det som huvudsakligen kan anses vara k&inetecknande for det nya implantatet ar bl.a. att 
partiet &trninstone utefter vasentliga delar av sin perifera strackning forsetts med spar eller 
fordjupningar anordnat eller anordnade att stimulera benledning och beninvMxt och medelst 
beninvaxten i sparet(-n) respektive fbrdjupningarna bilda barrier mot vasentlig eller synlig 
„ 5 nedsjunkning kring partiet av benet med overliggande mjukvSvnad. 

* I en utforingsform kan partiet innefatta mer an ett spar eller uppsattningar av fordjupningar 

som stracker sig utefter vasentliga delar av, foretradesvis hela, omkretsem Ett eller flera av 
namnda spar eller fordjupningar kan besta av ett b&gformat eller svangt spar eller fSrdjup- 

10 ningsuppsSttning som f5ljer ett motsvarande bSgformat eller sv&ngt ben (kakben). I en f8re- 
dragen utforingsform uppvisar sparet eller fordjupningen ett tvarsnitt med den vasentliga 
formen av en halvcirkel, halvoval, hyperbol, etc. Tvarsnittet uppvisar ett djup om 50-100 jim, 
foretradesvis ca 70 \im och en bredd inom omradet 70-160 \im y foretradesvis om ca 1 10 [im. 
Namnda motverkan eller forhindrande av nedsjunkningen medfBr att forbattrad anliggning 

15 och kvarhSllning av mjukvavnaden mot £ven namnda dvre delar foreligger, 1 en ffcredragen 
utforingsform ar partiet anordnat med ett runt om ytterytan sig strackande sp&r som ar 
belaget vid partiets dvre/yttre delar, vilket spar d&rvid stracker sig vasentligen utefter ett tvar- 
snitt anordnat vasentligen vinkelratt mot implantatets langdaxel. Ytterligare vidareutveck- 
lingar av uppfinningstanken framgar av de efterfbljande underkraven, 

20 

Genom det i ovanstiende foreslagna kan en effektiv barriar astadkommas medelst beninvaxt i 
sparet eller fbrdjupningarna, Nedsjunkning av ben och mjukvavnad undvikes effektivt pa sa 
satt. Exponeringen av implantatsdelar som ligger nedanfQr aktuellt parti av implantatet 
och/eller implantatsanslutningsdel undvikes effektivt, vilket ger framtrSdande fordelar av rent 

l /-25 estetiska skaL Dessutom forhindras nedledning av bakterier eller organismer av 
; inflammationsbenagen karaktar. Sparen och/eller ft>rdjupningarna kan astadkommas med 

V -: svarvning, frasning, gravering, etsning, bl&string, laserbearbetning, etc. 
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En f5r narvarande foreslagen utforingsform av ett implantat som uppvisar de for uppfin- 
ningen signifikativa kannetecknen skall beskrivas i nedanstaende under samtidig hMnvisning 
till bifogade ritningar dar 
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figur 1 i vertikalsnitt visar delar av ett forut kant iniplantat applicerat i en halupptag- 
ning i ben i form av kMkben samt mjukvavnad, 

5 figur 2 i vertikalsnitt visar delar av det nya implantatet, 

figur 3 i vertikalsnitt visar ett andra utforande av det nya iraplantatet applicerat i ett 
kakben, 

10 figur 4 i vertikalsnitt visar en forstoring av sparuppbyggnad vid ett delvis visat 

implantat och kakben, och 

figur 5 i ytterligare forstoring i forhallande till figuren 4 visar uppbyggnaden av ett 
spar eller en fordjupning som utnyttjas i anslutning till implantaten enligt figu- 
15 rerna2och3. 

I figuren 1 visas generellt med 1 defar av ett kakben 2 och en detta overliggande mjukvavnad 
3. Ett implantat ar generellt angivet med 4 och ar iskruvat i kakbenet i en halupptagning 2a i 
detta. Halupptagningen kan vara forgangad eller icke forgangad fore iskruvningen av 
20 implantatet Implantatet innefattar i sin tur en ytterganga 4a, medelst vilken implantatet ar 
iskruvbart i halupptagningen 2a. Implantatet ar vid sina ovre delar forsett med ett parti 4b 
som initialt Mr motstallbart en overkant 2b pa kakbenet 2. Implantatet kan innefatta eller vara 
anslutet till en pabyggnadsdel 5, t.ex. i form av en distanshylsa. Pabyggnadsdelen skall i sin 
tur uppbara en i figuren 1 symboliskt visad protetik 6. I figuren 1 visas fallet dar en 
/.25 benresorption 7 intratt i kakbenet, viiken benresorption medfdr att mjukvavnaden 3 sjunker 
: efter och att ett framtradande utrymme 8 kan utbildas mellan i detta fall pabyggnadsdelens 5 
ovre delar 5a och benet. Utrymmet 8 kan stracka sig utefter vasentliga delar av 
pabyggnadsdelens eller implantatets ovre delar. Utrymmet 8 medffir saledes i foreliggande 
\ : utfbringsexempel att det 5vre partiet 5a exponeras, vilket ar oacceptabelt fran estetisk syn- 
MO punkt. Benresorptionens utstrackning har i figuren 1 angivits med H, som ofta kan anta 
varden om 1 mm eller mera. 
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I figuren 2 har ett implantat enligt uppfinningen angivits med 4'. Implantatet i figuren 2 har 
motsvarande uppbyggnad som implantatet 4 i figuren 1. 1 enlighet med uppfinningens ide har 
implantatets 4' parti 4b* forsetts med ovre spar 9 som stracker sig i partiets 4b' perifera rikt- 
5 ning. I det visade utfSringsexemplet stracker sig sparet runt hela periferin utefter ett tvar- 
snittsplan vinkelrStt mot figurplanet i figuren 2. Tvarsnittsplanet kan vara vinkelratt taget i 
forhallande till implantatets langdaxel 4e. 1 en alternativ utforingsform kan sparet stracka sig 
utefter vasentiiga delar av periferin. Sparet 9 ar motstallt, elier vasentligen motstallt, over- 
kanten 2b pa benet 2. Partiets ytteryta har angivits med 4c och kakbenets motstSUda yta med 

10 2c. Sparet 9 ar i det illustrerade fallet enligt figuren 2 visat vasentligen forstorat for tydlig- 
hetens skulL Sparet kan i princip ersattas med en fordjupningsuppsattning som ar anordnad 
utefter hela eller vasentiiga delar av periferistnickningen. Sparet respektive fordjupningarna 
ar i enlighet med uppfinningen av sSdan karaktSr att vasentlig benledning och beninvaxt 
stimuleras av sparet respektive fordjupningsuppsattningen i sig sjalvt. Beninvaxten som 

15 beskrives nSrmare i nedanstaende bildar uppat en barrier som hindrar att mjukvavnaden 3 
sjunker ned i ett benresorptionsfall enligt figuren 1. Barriaren hindrar siledes att benet 2 
sjunker ned utefter aktuella 5vre implantatsytterdelar och atfoljes av mjukvavnaden 3 pS satt 
som visats i figuren 1. Genom uppfinningen mojliggores att benresorption motverkas och att 
endast ett mindre eventuellt och ej speciellt visat utrymme 8' kan utbildas mellan mjukvziv- 

20 naden 3 och partiets ovre delar 5a\ Mjukvavnaden 3 kan ges forutsattningar att med sin 
inneryta 3a i namnda hSIupptagning bibehMa sin anliggning mot pabyggnadsdelens 5 ytter- 
yta 5b. Barriaren motverkar saledes benresorption och utrymmet 8' for eventuell 
bakterieansamling minskas vasentligt eller reduceras helt till omfattning och djup. PSbygg- 
nadsdelen kan vara integrerad med eller applicerbar till implantatet 

is 

4 

I figuren 3 ar ett andra utfSrande av implantatet anordnat i kakbenet 2 och mjukvavnaden 3. 
♦ : Implantatuppbyggnaden kan motsvara de i ovanstaende angivna, bortsett fran att partiet 4b 55 
-I ar svangt elier bagformat for att kunna folja en p& motsvarande satt svangd eiler bagformad 

kakbenskant 2b\ Partiet uppbar eller innefattar i detta fall en pabyggnadsdel 5' som nedtill 
JO ansluter sig till det svangda partiet och upptill uppbar en pabyggnad eller protetik 6. Aven i 
! ; detta fall ar ett spar 9' anordnat vid partiets ovre delar. Sp&ret 9' motstalles pa motsvarande 
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satt som sparet 9 i ovanstaende kakbensoverkanten 2b'. Aven i detta fall kan sparet stracka 
sig utefter hela eller vasentliga delar av partiets perifera strackning. Sparet 9' kan pk motsva- 
rande satt som i ovanstaende alternativt utgoras av en fordjupningsuppsattning anordnad pa 
motsvarande satt som sparet. Ytterligare spar kan anordnas vasentligen parallellt med sparet 
5 9' papartiet4b'\ 

Figuren 4 visar sparuppbyggnaden mera i detalj. Sparet 9 ar darvid av det slag som okar 
benledning och invaxt av ben i sp&ret tack vare dessas uppbyggnad. Beninvaxten ar i figuren 
4 symboliserad med 10. Implantatet eller implantatdelen 4d nedanfor sparet har bibehallit sin 
10 integration med kakbenet 2, dvs. ytorna 2c och 4c Sir tattslutande. Munhalan ar i detta fall 
representerad med 11, 

I enlighet med figuren 5 ar sparet 9 skal- eller halvcirkelformat i sitt tvarsnitt. Alternativ till 
den vasentliga halvcirkelforrnen kan vara olika varianter av hyperboliska, elliptiska eller 

15 cirkulara former. Aven rektangulara och kvadratiska former kan forekomma. I dessa fall ar 
det dock viktigt att hornen &r rundade och inte vassa eller forsedda med skarpa kanten Sparet 
eller fordjupningen har visats med overg^ngsdelar 9a och 9b och sjalva skal- eller 
halvcirkelforrnen med 9c. Sparets eller fordjupningens bredd ar angiven med B och mates 
vid ett lage innanfor avfasningama 9a och 9b. Sparets djup ar angivet med D. Bredden B ar 

20 fdretradesvis ca 110 um och djupet D ar f&retr^desvis ca 70 |im. Betraffande sparets eller 
fordjupningarnas strackningar i omkretsriktningen avses med uttrycket "vasentligt" att 
atminstone 60 % av den runt om sig strackande ytan pa partiet 4 skall vara forsedd med spar 
och/eller fordjupningar. SpSret(-n) eller fordjupningarna kan samordnas med motsvarande 
uppbyggda spSr och fordjupningar p& andra delar av implantatet. 

-is 

: Uppfinningen 3r inte begransad till den i ovanstaende sasom exempel visade utforingsformen 
-.: utan kan underkastas modifikationer inom ramen for eflerfoljande patentkrav och uppfin- 
ningstanken. 
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PATENTKRAV 

L Implantat (1) anordnat applicerbart i halupptagning (2a) i kSkben (2) och overlig- 
gande mjukvavnad (3) sarnt innefattande ett mot kakbenets overkant (2b) motstailbart parti 
5 (4b'), kannetecknat darav, att partiet utefter atminstone vasentliga delar av sin peri- 
fera strackning ar forsett med spkv (9, 9>) eller fordjupningar anordnat eller anordnade att 
stimulera benledning och beninvSxt (10) och medelst beninvSbcten bilda barriar mot 
vasentlig eller synlig nedsjunkning kring partiet av benet (2) med overliggande mjukvavnad 
(3). 

10 

2. Implantat enligt patentkravet ^kannetecknat darav, att tv& eller flera, tex. 
vasentligen parallella spar ar anordnade motstailbart kakbenet vid dess ovre kant (2b). 

3. Implantat enligt patentkravet 1 eller 2, kannetecknat darav, att respektive spar 
15 (9, 9') eller fordjupning bestSr av ett bagformat eller svangt spar eller fdrdjupningsuppsatt- 

ning som foljer ett motsvarande bagformat eller svangt kakben- 

4. Implantat enligt patentkravet I, 2 eller 3, kannetecknat darav, att respektive 
spar eller fordjupning (9, 9') uppvisar ett skalat tvarsnitt (9c), tex. tvarsnitt med halvcirkel- 

20 form, hyperbolisk form, halvelliptisk form eller rektangulart tvarsnitt med rundade horn, med 
ett djup (D) av 50-100 |im 3 foretradesvis ca 70 jim. 

5. Implantat enligt nagot av patentkraven 1-4, kannetecknat dSrav, att respektive 
spar (9, 9') eller fordjupning uppvisar ett skalat tvarsnitt (9c), t.ex. tvarsnitt med halvcirkel- 

-25 form, hyperbolisk form eller halvelliptisk form, med en bredd (B) inom omradet 70-160 fim, 
och uppvisar foretradesvis ett vMrde om ca 1 10 \im. 

. [ 6. Implantat enligt nagot av patentkraven 1-5, kannetecknat darav, att namnda 

. : motverkan eller forhindrande av nedsjunkning medfi3r att forbSttrad anliggning mellan mjuk- 

.30 vavnaden (3) och en ovanfdr partiet befmtlig implantatdel (5a') eller implantatanslutningsdel 

T : foreligger. 



7 



7. Implantat enligt patentkravet 6,kannetecknat darav, att beninvaxten av ben i 
namnt eller namnda spar eller fordjupningar forhindrar blottlaggandet av ovre delar pa 
implantatet och darmed synlig exponering av delarna* 

5 

8. Implantat enligt nagot av patentkraven 5-7, kannetecknat dSrav, att den i spa- 
ret(-n) (9, 9') och/eller fordjupningarna etablerade beninvaxten (10) aven hindrar bakterie- 
och/eller organismnedledning fran de dvre delarna till underliggande delar (4d). 

10 9. Implantat enligt nagot av patentkraven 1-8 S kannetecknat darav, att partiet ar 
anordnat med ett runt om ytan sig strackande spar (9, 9') som 3r belaget vid partiets ovre/ 
/yttre delar och stracker sig vasentligen utefter ett tvarsnitt anordnat vasentligen vinkelratt 
mot implantatets langdaxel (4e). 
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10. Implantat enligt nagot av patentkraven 1-9, kannetecknat dSrav, att det yttre/ 
/ovre partiets spar- och/eller fordjupning Mr samordnat(-d) respektive samordnade med andra 
spar och/eller fordjupningar pa annat parti eller andra partier av implantatet. 
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SAMMANDRAG 



Ett implantat (1) ar anordnat applicerbart i halupptagning (2a) i kakben (2) och mjukvavnad 
(3). lmplantatet innefattar ett mot kakbenets overkant motstallbart parti (4b')- Utefter vasent- 
liga delar av sin perifera strackning ar partiet (4b 9 ) forsett med spar (9, 9>) eller fordjupningar 
anordnat eller anordnade att stimulera benledning och invaxt (10) av ben. Beninvaxten (10) 
bildar barriar mot vasentlig eller synlig nedsjunkning kring partiet av benet (2) med 
overliggande mjukvavnad (3). Genom uppfinningen erh&lles god estetik och forhindras 
bakterienedtrangning till implantatets och hilupptagningens inre delar. 



